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【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ  11/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   3/16     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   3/213    (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 333/08     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 333/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ  11/06    　　　　
   Ｈ０１Ｓ   3/16    　　　　
   Ｈ０１Ｓ   3/20    　　　Ｂ
   Ｃ０７Ｄ 333/08    　　　　
   Ｃ０７Ｄ 333/18    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月1日(2008.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　【請求項１】以下に示される分子構造を有するチオフェンと、フェニレンとが直接結合
した構造を有するコオリゴマー化合物を含む有機レーザー材料。
【化１】
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